Politechnika Warszawska
Wydziat Chemiczny

Informacja z otwarcia ofert

Zamawiajacy: Politechnika Warszawska, 00-661 Warszawa, Plac Politechniki 1

Nr postepowania: SZPiZ.261.1.2025

Nazwa postepowania: Sukcesywne ustugi drukowania

Tryb udzielenia zaméwienia: tryb podstawowy na podst. art. 275 ust. 1 ustawy z 11 wrzesnia

2019 r. — Prawo zamowien publicznych t.j (Dz.U. z 2024 poz. 1305)
Prawo Zamowien Publicznych zwanej dalej ,,ustawg Pzp”

Na podstawie art. 222 ust. 5 ustawy Pzp Wydzial Chemiczny Politechniki Warszawskiej,
dziatajagc w imieniu Zamawiajacego, Politechnika Warszawska informuje, ze w ww. postepowaniu
wplynety nastepujace oferty:

Numer | Wykonawca Cena oferty w zamowieniu
oferty podstawowym brutto w PLN
1 DRUKARNIA SIL VEG DRUK S.C. z siedzibg w
Lublincu 11 731,74

REGON: 150365478
2 The Challenge group sp. z 0.0. z siedzibg w Osiedle
Wilga 13 124,10
REGON: 388485956
3 DRUKPOINT S.C. Maciej Jezierski, Rafat Zagozdzon

z siedzibg w Warszawie 26 980,43
REGON: 141098751

4 DUX Sp. zo. 0. z siedzibg w Warszawie 7 945,81
REGON: 006215405

5 MVO Sp z o.0. z siedzibg w Warszawie 10 828,92
REGON: 388276394

6 PHU OLEJNIK Piotr Olejnik z siedzibg w Warszawie 9 655,50

REGON: 011149759

(-) prof. dr hab. inz. Wioletta Rarog-Pilecka
Dziekan Wydziatu Chemicznego PW
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